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(54) Title: DEVICE AND METHOD FOR COATING A CARRIER WAFER
(54) Bezeichnung : VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR BESCHICHTUNG EINES TRAGERWAFERS

(57) Abstract: The invention relates to a device for
coating an inner circular surface (7i) of a coating
surface (3b) of a carrier wafer (3) with a coating
material (9), having the following features: - an
applying means (5) for applying the coating material
(9), which is provided for coating the inner circular
surface (71), onto the inner circular surface (7i), and
- a rotating means (2, 6) for receiving and rotating
the carrier wafer (3) about a rotational axis (R) and
for distributing the coating material on the coating
surface (3b). The invention is characterized in that
the second applying means (4) is provided for
supplying an outer circular ring surtace (7a), which
surrounds the inner circular surface (7i), with a
coating-blocking agent which at least blocks the
outer circular ring surtace (7a) from being coated
when the coating material (9) is being distributed.
The invention also relates to a corresponding
method.

(57) Zusammenfassung: Eine Vorrichtung zur
Beschichtung einer inneren Kreisflache (7i) einer
Beschichtungsfliache (3b) eines Trigerwafers (3) mit
einem Beschichtungsmaterial (9)

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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mit folgenden Merkmalen: - einem Autbringmittel (5) zur Aufbringung des zur Beschichtung der inneren Kreisfldche (7i)
vorgesehenen Beschichtungsmaterials (9) auf die innere Kreisflache (7i) und - einem Rotiermittel (2, 6) zur Aufnahme und
Rotierung des Trigerwafers (3) um eine Rotationsachse (R) und zur Verteilung des Beschichtungsmaterials auf der
Beschichtungsfliche (3b), dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Aufbringmittel (4) zur Beaufschlagung einer die innere
Kreisflache (7i) umgebenden dulleren Kreisringfldche (7a) mit einem die Beschichtung der dufleren Kreisringflache (7a) wahrend
der Verteilung des Beschichtungsmaterials (9) zumindest hemmenden Beschichtungshemmmittel vorgesehen sind sowie einem
korrespondierenden Verfahren.



